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V. Opis programu studiéow

3. KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu

M#1-S2-1ST-301

Nazwa przedmiotu

Ochrona patentowa i prawo autorskie

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Patent protection and copyright

Obowigzuje od roku akademickiego

2020/2021

USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

INZYNIERIA SRODKOW TRANSPORTU

Poziom ksztatcenia

Il stopien

Profil studiow

ogéblnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw

studia stacjonarne

Zakres

eksploatacja i zarzadzanie w transporcie drogowym

Jednostka prowadzaca przedmiot

Centrum Ochrony Witasnosci Intelektualnej

Koordynator przedmiotu

dr K. Ossowska

Zatwierdzit

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku przedmiotow przedmiot podstawowy

Status przedmiotu obowigzkowy

Jezyk prowadzenia zaje¢ polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw - semestr semestr 3

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) NIE

Liczba punktow ECTS 1

Forma . L. wyktad ¢éwiczenia laboratorium projekt seminarium
prowadzenia zajeé¢

e 15




EFEKTY UCZENIA SIE

Kategoria

Odniesienie do
Efekty ksztatcenia efektow
kierunkowych

Symbol
efektu

Wiedza

Zna zasady ochrony autorsko-prawnej i patentowej.
Rozumie znaczenie tych systeméw ochrony dla wspét-
czesnej gospodarki opartej na wiedzy. Ma wiedze nt.
zrédet i struktury prawa autorskiego i patentowego. Po-
trafi zdefiniowa¢ podstawowe pojecia i instytucje prawne
WO01 |i dokona¢ interpretacji podstawowych norm prawnych z IST2_W17
zakresu ochrony autorsko-prawnej i patentowej. Umie
stosowac przepisy prawa autorskiego oraz prawa wia-
snosci przemystowej w typowych stanach faktycznych,
zwlaszcza w sytuacjach zwigzanych z funkcjonowaniem
podmiotéw gospodarczych.

Umiejetnosci

Potrafi pozyskiwaé informacje z literatury, baz danych i
innych zrédet, takze w jezykach obcych; potrafi tgczyé
uzyskane informacje, dokonywac ich analizy i interpreta-

cji, wyciggac wnioski, formutowac i uzasadniac opinie. IST2_U01
U0l |Znaw ogdlnym zarysie zasady ubiegania sie o ochrone IST2_U02
wynalazkow i wzoréw uzytkowych, w stopniu pozwalaja- IST2_U05

cym mu na kompetentng wspétprace z rzecznikiem pa-
tentowym. Umie chroni¢ produkty swojej tworczosci inte-

lektualnej.
U02 Potrafi — przy rozwigzywaniu technicznych problemoéw :23—38;
transportu dostrzegac¢ ich aspekty prawne IST2_U05
Potrafi oceni¢ i wykorzysta¢ nowe osiggniecia w zakresie IST2_U01
U03 | materiatow, elementéw, metod projektowania i wytwa- IST2_U02
rzania uktadow $rodkow i systemdw transportu. IST2_U05

Kompetencje
spoteczne

Systematycznie, na podstawie dokumentacji patentowej
i literatury technicznej sledzi rozwdj interesujgcych go
K01 |dziedzin techniki. Studiuje opisy patentowe, literature IST2_KO01
prawa wtasnosci intelektualnej oraz orzecznictwo sado-
we z tego zakresu.

K02 Potrafi pracowa¢ zespotowo :g%—ﬁgz
Potrafi w odpowiedzialny sposdb korzystaé z cudzych
K03 |rozwiazan technicznych, utworéw i baz danych. Ma IST2_KO5

Swiadomos$¢ waznosci profesjonalnego postepowania
oraz przestrzegania zasad etyki zawodowe;.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma Tresci programowe
zajec*
Pojecie prawa wtasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym
Struktura wewnetrzna; Interdyscyplinarno$é prawa wiasnosci intelektualnej; Modele
ochrony débr intelektualnych; Funkcje prawa wtasnoéci intelektualnej; Zrédta
prawa witasnosci intelektualnej
Prawo autorskie
wykfad Utwor jako przedmiot prawa autorskiego; Wytgczenia spod ochrony; Bazy danych;

Autorskie prawa majgtkowe i osobiste

Ochrona praw autorskich

Rodzaje, tres¢ i zakres praw autorskich; Cywilnoprawna ochrona autorskich praw
osobistych; Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majgtkowych;
Odpowiedzialno$¢ karna z tytut naruszenia praw autorskich




Plagiat i zagadnienia szczeg6étowe zwigzane z prawem autorskim

Istota plagiatu; Odpowiedzialno$¢ prawna z tytutu popetienia plagiatu;
Odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna studentow szkét wyzszych z tytutu popetnienia
plagiatu; Ochrona programéw komputerowych

Prawo patentowe i prawo wzorow uzytkowych — zagadnienia wspélne

Urzad Patentowy RP — pozycja ustrojowa, zadania i struktura UPRP; Przedmioty
ochrony; Przestanki zdolnosci patentowej i ochronnej; Procedura rejestracii
wynalazku i wzoru uzytkowego w Polsce; Tre$¢ patentu oraz tre$¢ prawa
ochronnego na wzor uzytkowy

Tryb ubiegania sie o ochrone wynalazkéw i wzoréw uzytkowych
Zgtaszanie wynalazkéw i wzoréw uzytkowych w UPRP; Rozpatrywanie zgtoszen
patentowych; Udzielanie tytutdw ochronnych

Umowy dotyczace wynalazkéw i wzorow uzytkowych
Umowy o dokonanie projektu wynalazczego; Umowy licencyjne i umowy o
przeniesienie praw; Umowy o wspdélnosci praw; Inne umowy

Ustanie ochrony patentowej
Sposoby ustania ochrony patentowej; Wygasniecie patentu; Uniewaznienie patentu

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Symbol
efektu

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia (zaznaczyc Xx)

Egzamin Egzamin

ustny pisemny Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne

wo1

X

uo1

uo2

uo3

K01

K02

K03

XXX |[X|X|X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

Forma
zajec*

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia

wykfad

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie kolokwium, uzyskanie co najmniej
50% punktéw

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

: - T Jed-
Lp. | Rodzaj aktywnosci Obcigzenie studenta nostka
W C L P S
1. | Udziat w zajeciach zgodnie z planem studiéw = h
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 h
Razem przy bezposrednim udziale nauczyciela
3. = 17 h
akademickiego
Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje
4. | przy bezposrednim udziale nauczyciela akade- 0,7 ECTS
mickiego




5. | Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 8 h
6. Liczba punktéw EQTS, _ktora student uzyskuje 0.3 ECTS
w ramach samodzielnej pracy
7 Nakfad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze 0 h
" | praktycznym
8 Liczba punktpvy ECTS, ktéra student uzyskuje 0.0 ECTS
w ramach zaje¢ o charakterze praktycznym
9. | Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 25 h
10, Punkty ECTS za m.odui. N 1 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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